006/024710 A1 I 000 0 0 00 O 00 A

(@]

e
=

(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIEE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION
EN MATIERE DE BREVETS (PCT)

(19) Organisation Mondiale de la Propriété
Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
9 mars 2006 (09.03.2006)

G
s AP0 000000000000 O O

(10) Numéro de publication internationale

WO 2006/024710 A1l

F16F 9/30

(51) Classification internationale des brevets7 :

(21) Numéro de la demande internationale :
PCT/FR2005/001413

(22) Date de dépot international : 8 juin 2005 (08.06.2005)

(25) Langue de dépot : francais

(26) Langue de publication : francais

(30) Données relatives a la priorité :

0408601 3 aoflit 2004 (03.08.2004) FR

(71) Déposant (pour tous les Ftats désignés sauf US) :
MUSTHANE [FR/FR]; 400, rue Henri Millez, F-59830
Louvil (FR).

(72) Inventeurs; et

(75) Inventeurs/Déposants (pour US seulement) : ROSIER,
Reza [FR/FR]; 11 bis, rue Louis Clermont, F-59780
Willems (FR). MOBAILLY, Francois [FR/FR]; 19, rue
de la dédicace, F-59115 Leers (FR).

(74) Mandataire :

(81)

(84

~—~

HENNION, Jean-Claude; Cabinet Beau
De Lomenie, 27 bis, rue du Vieux Faubourg, F-59800 Lille
(FR).

Etats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre de
protection nationale disponible) : AE, AG, AL, AM, AT,
AU, AZ,BA, BB, BG,BR,BW,BY,BZ, CA, CH, CN, CO,
CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB,
GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG,
KM, KP, KR, KZ, L.C, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM,
PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM,
SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN,
YU, ZA, ZM, ZW.

Etats désignés (sauf indication contraire, pour tout titre
de protection régionale disponible) : ARIPO (BW, GH,
GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,
ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM),
européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI,

[Suite sur la page suivante]

(54) Title: METHOD FOR PRODUCING A DAMPING MEMBER, A DAMPING MEMBER PRODUCED BY SAID METHOD

AND DAMPING DEVICE USING SAID MEMBER

(54) Titre : PROCEDE DE FABRICATION D’UN ELEMENT AMORTISSEUR, ELEMENT AMORTISSEUR OBTENU PAR
LE PROCEDE ET DISPOSITIF AMORTISSEUR METTANT EN OEUVRE LEDIT ELEMENT

(57) Abstract: The inventive method for producing a damping member (4) having a specified geometrical configuration consists
a) in forming a compact gel unit (5) having said geometrical configuration by moulding, shaping, cutting-off or another appropriate
means and b) in forming a polymer film (10) through the part or the entire external surface of said unit (5) by spraying or projecting
and cross linking a crosslinkable dispersion of said polymer. In order to produce a damping device (1) for supporting a object (11)
to be protected against impacts and vibration, wherein the damping member (4) is disposed between a supporting member used as a
support (2) for the protected object (11) and a bearing member (3), the spraying or projection of the crosslinkable polymer dispersion
is carried out on the apparent surface of the unit after the unit is mounted on the bearing member (3) or, possibly, between said

bearing member (3) and the supporting member (2).

[Suite sur la page suivante]



WO 2006/024710 A1 1IN H1I0 Y A0VOH0 AT YOO Y00 00

FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT,RO,  En ce qui concerne les codes a deux lettres et autres abrévia-

SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CE CG, CI, CM, GA, GN, tions, se référer aux "Notes explicatives relatives aux codes et

GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG). abréviations" figurant au début de chaque numéro ordinaire de
Publiée : la Gazette du PCT.

— avec rapport de recherche internationale

(57) Abrégé : Le procédé de fabrication d'un élément amortisseur (4) ayant une configuration géométrique donnée consiste : a) 2
former, par moulage, empreinte, découpage ou tout autre moyen approprié, un bloc compact (5) d'un gel ayant ladite configuration
géométrique et b), a former sur tout ou partie de la surface extérieure dudit bloc (5) un film (10) de polymere par pulvérisation ou
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PROCEDE DE FABRICATION D'UN ELEMENT AMORTISSEUR, ELEMENT
AMORTISSEUR OBTENU PAR LE PROCEDE ET DISPOSITIF

AMORTISSEUR METTANT EN CEUVRE LEDIT ELEMENT

La présente invention concerne le domaine de I'amortissement des chocs et/ou

des vibrations meécaniques. Elle concerne plus particuliérement un élément
amortisseur comprenant un gel , son procédé de fabrication et un dispositif le
mettant en ceuvre.

Les problemes d’amortissement de chocs et/ou de vibrations mécaniques se
posent dans de muitiples aspects de la vie moderne. A titre d’exemple et de
maniére non exclusive , se pose , dans le domaine de l'aéronautique , le probléme
de la protection du matériel électronique et informatique — notamment le disque
dur - embarqué 3 bord d’un avion du fait des effets mécaniques inhérents a
I'utilisation de cet avion , effets mécaniques du type vibrations et également du
type chocs , dus a limpact lors de l'atterrissage ou a I'accélération lors du
décollage. Ces problémes sont d’autant plus importants quiil s'agit de matériels
électroniques ou informatiques sophistiqués équipant notamment des avions
stratégiques.

Parmi les différents moyens amortisseurs qui ont été développés , on
connait les structures du type coussins , qui comprennent une enveloppe 3
I'intérieur de laquelle est logé un matériau amortisseur . De maniére générale ,
I'enveloppe est réalisée sous la forme d'un film mince d'un matériau a fort
coefficient d'allongement et grande élasticité , tandis que le matériau amortisseur
est choisi pour que son fluage varie avec la pression exercée. Il est notamment
connu d'utiliser comme enveloppe un matériau du type polyuréthanne
thermoplastique et comme matériau amortisseur un gel de silicone ou assimilé.

Dans le document FR.A.2.741.683, on explique précisément la technique de
fabrication d'un élément amortisseur de type coussin. Il s‘agit tout dabord de
confectionner 'enveloppe dans la géométrie souhaitable en laissant une ouverture
permettant ensuite d'introduire dans cette enveloppe le mélange de deux
composants dans des conditions permettant leur réticulation sous forme d’un gel.
Il s'agit ensuite de refermer I'enveloppe afin d’en assurer I'étanchéité.



10

15

20

25

WO 2006/024710 PCT/FR2005/001413

Dans I'exemple décrit et illustré dans le document FR.A.2.741.683, I'élément
amortisseur se présente comme un étui a l'intérieur duquel peut étre logé I'objet a
protéger. Cet étui a globalement la forme d’un parallélépipéde rectangle. Cette
réalisation nécessite la confection , a partir d’'un film mince , d’'une premiére
enveloppe extérieure et d'une seconde enveloppe intérieure , I'utilisation de
gabarits permettant le maintien en forme de ces deux enveloppes pendant
I'introduction dans I'espace libre entre les deux dites enveloppes du mélange bi-
composant, puis l'obturation de l'ouverture entre les deux enveloppes aprés
réticulation du gel.

En tout état de cause , cette technique de fabrication qui est déja fort
délicate pour une configuration géométrique assez simple , interdit d'envisager
des formes géométriques beaucoup plus complexes pour I'élément amortisseur.

Cet inconvénient n'existe pas dans les éléments amortisseurs du type
mousse qui peuvent étre ajustés , par découpage , aux formes de l'objet a
protéger.

Dans le document FR.2.831.235, on a déja cherché a combiner , dans le
méme élément amortisseur , I'avantage de la technique de fabrication mettant en
ceuvre de la mousse et I'avantage de la structure coussin. Selon ce document ,
I'élément amortisseur comprend une mousse a cavités ouvertes et , injecté dans
lesdites cavités , un second matériau apte a se déformer élastiquement dans
lesdites cavités ouvertes lors d’un choc mécanique et/ou d’'une pression exercée
sur ledit élément. 1l est également prévu que cet élément amortisseur puisse
comprendre une enveloppe extérieure permettant d‘augmenter sa résistance
mécanique et d'éviter le contact de la mousse et de I'autre matériau avec 'objet a
protéger . Cette enveloppe n'est pas nécessairement étanche ni adaptée
parfaitement a la configuration de son contenu.

Le premier objet de la présente invention est de proposer une technique de
fabrication simplifiée pour un élément amortisseur du type coussin , sans qu'il soit
nécessaire d'utiliser une mousse comme dans le document FR.2.831.235.
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De maniere caractéristique , selon la présente invention , le procédé de
fabrication d'un élément amortisseur ayant une configuration géométrique
donnée, consiste :

a) a former par moulage, empreinte, découpage ou tout autre moyen
approprié un bloc compact d'un gel de polymére ayant ladite configuration
géométrique et

b) a former sur tout ou partie de la surface extérieure dudit bloc un film de
polymére par pulvérisation, dépdt ou projection et par réticulation d'une
dispersion réticulable dudit polymere.

Ainsi , selon la disposition particuliere de la présente invention, 'enveloppe
extérieure de I'élément amortisseur est formée directement sur le gel de polymére
alors que celui-ci a déja la configuration géométrique souhaitée, enveloppe
homogéne et parfaitement répartie sur la surface extérieure sur laguelle la
dispersion a été pulvérisée , déposée ou projetée.

De préférence la pulvérisation ou la projection de la dispersion réticulable
intervient alors que le polymere constitutif du bloc compact n‘est pas encore
totalement réticulé. On obtient ainsi un meilleur accrochage entre le film et le
bloc, aprés réticulation des deux polyméres respectivement du bioc et du film.

La formation du film sur tout ou partie de la surface extérieure du bloc peut
se faire par pulvérisation a l'aide de buse ou pistolet type air-less, ou par
projection du type rideau, ou méme par un simple dép6t a I'aide d'un pinceau.

Le polymere de la dispersion réticulable est choisi pour que le film obtenu
apres réticulation soit lisse , avec un toucher qui ne soit ni gras ni collant , et
puisse apporter au bloc de gel une résistance mécanique améliorée.

Le bloc compact peut prendre toutes sortes de configuration géométrique,
par exemple cubique , parallélépipédique , tronconique , pyramidale, cylindrique. 1I
peut s‘agir d'un bloc plein ou d'un bloc présentant un évidement intérieur. Cette
derniére version présente |'avantage d‘obtenir , lors de la compression du bioc,
un double fluage du gel , vers l'extérieur et vers l'évidement intérieur.
Avantageusement, la pulvérisation , le dépdt ou la projection de la dispersion
réticulable intervient également sur la surface de I'évidement intérieur.
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Cet élément amortisseur peut étre mis en ceuvre en particulier dans un
dispositif amortisseur servant de support a l'objet a protéger des chocs et des
vibrations.

Dans un tel dispositif amortisseur, I'élément amortisseur peut présenter une
face supérieure adhérente destinée a supporter 'objet a protéger des chocs et une
face inférieure adhérente servant de face d’appui du dispositif sur , par exemple,
une table, un meuble ou de maniére générale une piece de structure . Les faces
adhérentes , présentent un tack, c’est-a-dire une capacité adhésive, suffisante
pour assurer la stabilité de I'objet par rapport a la piece de structure , ou encore le
maintien en position de I'élément amortisseur entre I'objet et la piece de structure.
Dans un cas particulier d'utilisation, I'élément amortisseur peut servir a Ia
protection de deux plaques de verre lors de leur transport, I'une des plaques
faisant office d'objet a protéger et I'autre de piece de structure.

Dans un dispositif amortisseur d’'un autre type , I'élément amortisseur est
disposé entre un élément de support et un élément d'appui , I'élément support
faisant office de support de l'objet a protéger et I'élément d'appui permettant
I'appui du dispositif sur une piece de structure.

Dans une variante de réalisation, I'élément de support et/ou l'élément
d'appui comporte un insert qui est inclus dans le bloc compact de gel de polymere
lors de la formation de celui-ci, ce qui permet d'obtenir un ensemble
mécaniquement résistant. Par exemple |'élément de support et/ou I'élément
d’appui peut étre constitué d’'une téte de fixation , notamment une tige filetée ,
prolongeant, hors du bloc compact, ledit insert. Bien s(r l'objet a protéger
comporte, lui aussi, des moyens de fixation aptes a8 coopérer avec la téte de
fixation, par exemple un trou taraudé.

Dans une variante de réalisation, I'élément support et/ou I'élément d'appui
est une plaque support et/ou une plaque d‘appui venant en contact avec une face
plane du bloc compact.

La pulvérisation, le dépot ou la projection de la dispersion réticulable peut
se faire sur toute la surface du bloc ou bien, dans ce dernier cas, elle peut ne se
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faire que sur la surface apparente du bloc , apres que celui-Ci ait été mis en place
entre la plaque d‘appui et la plaque support.

Cependant il est souhaitable que I'élément amortisseur soit solidaire des
plaques d‘appui et de support. Pour ce faire il est possible d‘appliquer une couche
de liant préalablement sur les zones de contact entre lesdites plaques et le bloc de
gel.

~ Eventuellement cette couche de liant peut 8tre constituée par la méme
dispersion réticulable que celle utilisée pour la formation du film  sur la surface
apparente du bloc. Dans ce cas , on procéde tout d’abord au dépét d'une couche
de la dispersion réticulable sur la plaque d'appui, au moins au niveau de la zone
de contact , on dépose sur ladite zone le bloc de gel, on procéde a la
pulvérisation, au dépdt ou a la projection de la dispersion réticulable sur
I'ensemble de la surface apparente du bloc d'élastomeére puis on applique sur ledit
bloc la plaque support. 1l suffit ensuite d‘attendre que le polymére ainsi déposé
réticule, ce qui d'une part crée une liaison entre le polymére du bloc et chacune
des deux plaques et d’autre part forme , sur la surface apparente du bloc de gel ,
un film faisant office d’enveloppe. Eventuellement , si nécessaire , il est possible
de procéder a une ou plusieurs pulvérisations , dépdts ou projections
complémentaires sur la surface apparente du bloc entre les deux plaques en
fonction de la résistance mécanique souhaitée pour le film.

Dans une variante de réalisation, le bloc compact de gel de polymere a , en
section verticale , la forme d’un trapéze isocéle, chacun des deux éléments,
notamment plaques, d’appui et de support, étant en liaison avec I'une des deux
bases dudit trapéze. Cette caractéristique structurelle particuliere a pour but de
permettre au bloc de gel de se déformer dans de meilleures conditions a I'occasion
d’'un effet mécanique assimilable & un choc , notamment dii a I'accélération au
décollage d'un avion ou a limpact lors de son atterrissage. Si la section
transversale du bloc de gel était simplement rectangulaire , la déformation dudit
bloc se traduirait par un bombage latéral dont le sommet se trouverait au niveau
du plan médian du bloc de gel , avec un risque de rupture du film constituant
I'enveloppe du bloc en cas de déformation trop importante. Du fait de la section
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trapézoidale , la déformation se traduit par un remplissage du volume entourant le
bloc & proximité de la petite base du trapéze, avec éventuellement un contact du
film sur la plague adjacente , ce qui minimise les risques de déchirure dudit film.

Dans sa forme en section de trapéze isocéle , le bloc compact peut avoir
une configuration ayant un axe central de symétrie , par exemple tronconique,
pyramidale ou réguliére ou encore un plan central de symétrie avec une structure
longitudinale

Dans un mode particulier de réalisation, le dispositif amortisseur comporte
deux blocs longitudinaux de gel de polymeére , qui sont distants I'un de l'autre et
dont la direction générale est paralléle.

La présente invention sera mieux comprise a la lecture de la description qui
va étre faite d’exemples de réalisation d’un dispositif amortisseur comprenant un
élément d'appui , un élément support et, entre les deux dits éléments au moins un
bloc de gel de polymére , solidaire des deux dits éléments et dont la surface
apparente est recouverte d’un film obtenu par pulvérisation, dépdt ou projection
d’une dispersion réticulable, illustrés par le dessin annexé dans lequel :

La figure 1 est une représentation schématique en perspective du moule
permettant de former un bloc compact de gel ayant une configuration de section
trapézoidale et

La figure 2 est une représentation schématique en coupe d’un premier
exemple de dispositif amortisseur comportant deux blocs compacts de gel obtenus
avec le moule de la figure 1.

La figure 3 est une représentation en coupe d'un deuxieme exemple de
dispositif amortisseur comportant deux €léments de support et d'appui , avec
inserts inclus dans le bloc compact.

Dans le domaine de I'aéronautique les constructeurs sont de plus en plus
exigeants en matiére de protection des matériels électroniques ou informatiques
vis-a-vis des vibrations et des chocs qui peuvent se produire dans toutes les
phases de vol , notamment la phase d'atterrissage ou les chocs lors de I'impact au
sol peuvent étre violents. Il est en effet quasiment vital que les matériels
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électroniques ou informatiques notamment le disque dur qui sont embarqués ne
soient pas endommagés au cours du vol.

Le dispositif amortisseur de la présente invention vise notamment mais non
exclusivement a répondre a ces contraintes exigées par l'aéronautique.

Le dispositif 1selon le premier exemple, tel quiillustré a la figure 2 ,
comporte une plaque support 2 , une plaque d'appui 3 et , disposés entre les deux
dites plaques 2, 3, deux éléments amortisseurs 4, 4'.

Chaque élément amortisseur 4 comporte d’'une part un bloc compact 5 d’'un
gel de polymere , notamment d'élastomere, et d'autre part un film extérieur 6 qui
recouvre le bloc compact 5 sur au moins la surface apparente dudit bloc 5 lorsqu‘il
est positionné entre les deux plaques 2, 3 comme illustré a la figure 2. En
pratique, le film extérieur peut aussi recouvrir le bloc compact sur l'intégralité de
sa surface, notamment lorsqu’on utilise le polymére de la dispersion réticulable ,
comme agent de cohésion avec la plaque de support et/ou d'appui.

Dans I'exemple illustré, le bloc compact 5 a une forme longitudinale et
pyramidale , dont la section transversale se présente comme un trapeze isocele.
La face supérieure 5a du bloc compact 5 correspond a la petite base du trapéeze ,
tandis que la face inférieure 5b correspond a la grande base du trapéze.

La préparation du bloc compact 5 se fait tout simplement a l'aide d'un
moule 7 présentant intérieurement I'exacte configuration géométrique du bloc
compact 5, telle qu'illustrée a la figure 1. On introduit dans ce moule 7, apres les
avoir mélangés et éventuellement dégazés, les composants permettant d’obtenir,
aprés réticulation, un gel compact de polymeére, notamment de silicone.

Apreés réticulation , le bloc compact 5 est démoulé.

Il peut étre souhaitable d'effectuer une certaine préparation de la plaque
d'appui en vue d'obtenir une bonne adhésion avec le bloc compact, soit
préparation de surface du type sablage soit préparation a I'aide d’un liant ou d’un
primaire d’accrochage 8. On dispose sur la plaque 3 ainsi préparée les deux blocs
compacts 5, 5' de telle sorte que leurs faces inférieures 5b, 5b’ soient en contact
avec les zones de contact 3a, 3'a sur lesquelles a été déposée la couche de liant 8
ou de primaire d'accrochage.
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Lors de ce placement , on dispose les deux blocs compacts 5, 5’ de telle
sorte qu'ils soient paralleles I'un a I'autre.

Dans l'exemple illustré , on réalise ensuite une pulvérisation dune
dispersion d’'un polymere réticulable sur toute la surface apparente des deux blocs
compacts 5, 5, a savoir les faces supérieures 5a, 5'a mais également toutes les
faces latérales 9, 9’ en sorte de former , apres réticulation ,un film 10 constituant
I'enveloppe de I'élément amortisseur 4, 4'.

Aprés cette pulvérisation et avant que n’intervienne la réticulation , on
dépose sur les deux éléments amortisseurs 4, 4’ la plaque support 2 , dont la face
inférieure 2a a éventuellement fait I'objet d’un traitement de sablage.

A lissue de la réticulation , on obtient une adhésion entre |'‘élément
amortisseur 4, 4 etla plaque support 2.

On a ainsi obtenu un dispositif amortisseur 1 dans lequel les éléments
amortisseurs 4, 4’ adhérent aux deux plaques 2 , 3 et sont entourés d'un film
protecteur 10 , faisant office d’enveloppe en référence a la structure connue de
type coussin.

En fonction de la résistance mécanique souhaitée pour ce film, il peut étre
nécessaire d'effectuer plusieurs pulvérisations successives pour obtenir un film de
plus grande épaisseur.

Le dispositif 11 du second exemple , illustré par la figure 3, comporte un
élément support 12 et un élément d’appui 13 qui sont en paEtie insérés dans
I'élément amortisseur 14. Plus précisément , 'élément support 13 consiste en une
tige filetée 12a qui est prolongée par un insert 12b, inclus a lintérieur du bloc
compact 15 de I'élément amortisseur 14 ; de méme , pour I'élément d'appui 13
avec la tige filetée 13a et l'insert 13b.

Le gel de polymére du bloc compact doit bien slr présenter les
caractéristiques souhaitables pour faire office de matériau amortisseur. La
pulvérisation, le dépdt ou la projection de la dispersion se pratique de préférence
alors que la réticulation du gel de polymeére n‘est pas encore totalement réalisée.
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La dispersion réticulable peut étre du type réticulable a froid, par exemple
s'agissant d’une pulvérisation au contact de Ihumidité ambiante , ou bien
réticulable a chaud.
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10

REVENDICATIONS

1.Procédé de fabrication d'un élément amortisseur (4) ayant une

configuration géométrique donnée, caractérisé en ce qu'il consiste :

a) a former , par moulage, empreinte , découpage ou tout autre moyen
approprié, un bloc compact (5) d'un gel ayant ladite configuration
géométrique et

b) a former sur tout ou partie de la surface extérieure dudit bloc (5) un film
(10) de polymere par pulvérisation ou projection et réticulation d'une
dispersion réticulable dudit polymére.

2.Procédé de fabrication d’un dispositif amortisseur (1) servant de support a

un objet (11) a protéger des chocs et des vibrations, dans lequel I'élément

amortisseur obtenu par le procédé de la revendication 1 est disposé entre

un élément de support faisant office de support (2) de I'objet (11) a

protéger et un élément d'appui (3), caractérisé en ce que la pulvérisation

ou projection de la dispersion du polymeére réticulable intervient sur la
surface apparente du bloc , aprés que celui-ci ait été mis en place sur

I'élément d‘appui (3) ou éventuellement entre I'élément d'appui (3) et

I'élément support (2).

3.Procédé selon la revendication 2 caractérisé en ce que I'élément support

et/ou I'élément inférieur d'appui comporte un insert, inclus dans le bloc

compact de gel de polymere lors de la formation de celui-ci.

4.Procédé selon la revendication 3 caractérisé en ce que I'élément support

et/ou I'€lément inférieur d'appui comporte une portion d‘ancrage incluse

dans le bloc compact et une portion de fixation dépassant du bloc compact,
par exemple une tige filetée.

5.Procédé selon la revendication 4 caractérisé en ce que I'élément support

et/ou I'élément d'appui est une plaque en contact avec une face plane de

I'élément amortisseur.

6.Procédé selon la revendication 5 caractérisé en ce que — préalablement

au placement du bloc compact (5) entre les plaques (2, 3) — une couche de

liant ou de primaire d‘accrochage est appliquée au moins sur la plaque
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d'appui (3) et au moins sur la zone de contact entre ladite plaque et le bloc
compact (5).

7.Procédé selon la revendication 6 caractérisé en ce que la couche de liant
ou de primaire daccrochage est constituée par la méme dispersion
réticulable de primaire d'accrochage que celle utilisée pour la formation du
film d’élastomere (10) sur la surface apparente du bloc compact (5).
8.Dispositif amortisseur obtenu par le procédé de la revendication 1
caractérisé en ce que le bloc compact a une configuration tronconique,
pyramidale , cylindrique , cubique ou parallélépipédique.

9.Dispositif selon la revendication 8 caractérisé en ce que le bloc compact
comporte un évidement intérieur.

10.Dispositif selon I'une des revendications 8 ou 9 caractérisé en ce que le
bloc compact comporte deux faces adhérentes , I'une de support et l'autre
d’appui.

11.Dispositif amortisseur obtenu par le procédé de I'une des revendications
5 a 7 caractérisé en ce que le bloc compact (5) de gel de polymére a , en
section verticale , la forme d’un trapéze isocele , chacune des deux plaques,
d’appui (3) et de support (2), étant en contact avec I'une des deux bases
(5b, 5a) dudit trapeze.

12.Dispositif selon la revendication 11 caractérisé en ce qu'il comporte deux
blocs compacts longitudinaux (5,5") de gel d’élastomére , qui sont distants
I'un de l'autre et dont la direction générale est paralléle.
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